Oponentsky posudek na diplomovou praci ,,Reaktivni magnetronova depozice
Al-Si-N a charakterizace jejich vlastnosti“ Bc. Daniela JavdosSnaka

PiedloZena diplomova prace ,,Reaktivni magnetronova depozice Al-Si-N a charakterizace
jejich vlastnosti* se zabyva atraktivnim tématem ptipravy a charakterizace tvrdych
nanokompozitnich vrstev odolnych proti vzniku trhlin. Diplomova prace ma celkem 81 stran a
ma standardni strukturu. Text je psan pom&rné srozumitelné, avSak pon¢kud rusiveé plsobi
pomérné zna¢né mnozstvi piebyvajicich ¢arek ve vétach a nizké rozliSeni n€kterych obrazka
v uvodnich kapitolach prace.

Kapitola ,,Souéasny stav problematiky* srozumiteln€ popisuje zékladni piistupy pii
navrhovani tvrdych houZevnatych vrstev a déle pak se zabyva popisem materiald na bazi Al-
N, Si-N a Al-Si-N. V druhé ¢asti této kapitoly pak autor uvadi zékladni principy napraSovani
tenkych vrstev, véetn€ problematiky reaktivniho naprasovéni.

V kapitole ,,Zvolené metody zpracovani“ diplomant uvadi zékladni popis pouZitého
experimentalniho zafizeni a metod, pouzitych pro ptipravu a charakterizaci tenkych vrstev.
V této kapitole jsou zbytecné popisovany fyzikalni principy danych metod (rentgenové
difrakce, skenovaciho elektronového mikroskopu, mikroindentace,...). Naopak zde chybi
informace o tom, kdo dané analyzy provadél — z textu vyplyva, Ze veskerd méfeni i
vyhodnoceni provadél diplomant sam, coz pravdépodobné, vzhledem ke sloZitosti n€kterych
metod, nebude pravda.

V piedposledni kapitole pak autor dava do souvislosti depozi¢ni parametry a vlastnosti
ptipravenych vrstev. Nejvétsi diraz je kladen na vySetfovani odolnosti vrstev proti vzniku
trhlin. V této Casti prace je 23 obrazkd, ale t€mét 25% z nich tvofi obrazky prib&hi napéti a
proudu na magnetronu ¢i substratu, které vSak nejsou v textu piili§ rozebirdny. Na jejich tkor
mohly byt napf. zvétSeny obrazky ze SEM, které nejsou v prezentované velikosti pfilis
Citelné. Déle neni piili$ $tastné oznaCovat vzorky nicnetikajicimi nazvy #10, #11,...

Prosim, aby autor béhem obhajoby reagoval na tyto dotazy:

1. Na strané 56 autor uvadi: ,, Pokles depozicni rychlosti pravdépodobné zpiisobuje
vysokd energie dodand rostouct vrstvé, resp. vysoky bombard substrdtu neutrdlnimi
casticemi, ...

Mohl by autor podrobnéji vysvétlit tento mechanismus snizovani depozi¢ni rychlosti?

2. V uvodni kapitole je uvedena jako motivace pro vyvoj houZevnatych tvrdych vrstev
aplikace pro dotykové displeje tabletli, notebooku atd. Pfipravené vrstvy vSak
nevykazuji piili§ dobrou optickou transparenci. Autor sdm uvadi ,,nahnédlou barvu®,
coz tyto vrstvy pro tyto aplikace vylucuje. Lze dosdhnout systémem Al-Si-N lepsich
vysledku optické transparence? V ptipad€, Ze ano, pro¢ nebyly dosazeny? V pfipade,
7e ne, jaka jina aplikace by byla pro tyto vrstvy vhodna?



Vzhledem k tomu, Ze jsou vytykany pfedevsim formalni véci, doporucuji diplomovou praci k
obhajobe a po zodpovézeni otazek navrhuji hodnoceni vyborné.
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